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PATENTOVANA TECHNOLOGIE NANO VLAKEN,
KTERA ZACHYTI VSECHNY NEBEZPECNE
VIRY A BAKTERIE 100% EU 100% CZ

O iaeka BDAN[o8 MED-CLEAN

ZACHYTI VICE NEZ LK U7 VIRU

véetné koronaviru zpusobujiciho
W2\ [e MED-CLEAN MASKA

onemocnéni COVID-19
m zachyti 99,9 % vir(Q a bakterii
m prodysnost 200 I/m?/s
B snadno vymeénitelnd
B jednordzova
B neobsahuje toxické latky
B maximalni vydrz az 12 hodin

PATENTOVANY CESKY VYROBEK
VYROBENY V EVROPSKE UNIL.




NANO CISTY

KAZDY NADECH
mmmmmm \ED-CLEAN

B Jednordzovd maska NANO MED.CLEAN dosahuje maximalni Géinnosti s ,
v zdchytu vice nez 99,9 % viru a bakterii.

100% EU 100% CZ

B Maska je maximalné hygienicky nezavadna.

B Uprostfed masky je vrstva z nanovldken.
Maska je velmi u¢innd, ale zaroven komfortni a prodysna. Je lehka a snadno se pres ni dycha.

Diky vysoké prodysnosti (200 I/m?/s) je vhodnd i do vyrobnich provozg.

B Pro nejlepdi Gdinek doporuc¢ujeme ménit NANO MED.CLEAN masku kazdych 12 hodin.

B Udinky NANO MED.CLEAN masky jsou potvrzeny certifikatem v Nelson Labs.
Testovani bylo provedeno v souladu s predpisy US FDA
o Spravné vyrobni praxi (GMP) 21 CFR, ¢asti 210, 211 a 820.

B Noseni masky NANO MED.CLEAN je idedIni ochranou
proti koronaviru a onemocnéni COVID-19.
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